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要旨 

縦型加熱炉熱分解装置を用いる熱分解GC/MSシステムをベースに，Xeランプを光源とするマイクロ紫外線(UV)
照射装置を組合せた，オンラインUV照射熱分解GC/MS測定システムを開発し，ポリスチレンやポリカーボネート
の光・熱・酸化劣化により生成する揮発劣化生成物をオンラインでGC/MS分析し，劣化挙動を解析することがで
きた．また，耐衝撃性ポリスチレンや塗膜試料について，マイクロUV照射装置による照射後残留物の発生ガス–
質量分析を通じて劣化状態を評価した結果，従来の促進劣化試験法などによる結果とよい相関が認められるだ
けでなく，劣化評価に要する時間を大幅に短縮できることを示した．さらに，ポリ塩化ビニルを試料として，光触
媒による有機物の分解反応機構の解析にも本法を応用した． 

高分子材料の光・熱・酸化劣化迅速評価のためのオンライン紫外線照射熱分解GC/MS法の開発と応用 
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使用弊社製品: 
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